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Glowica do palnikéw‘plazmowych

Przedmiotem wynalazku jest gtowica do palnikéw plazmowych o tuku zewnetrznym, stuzaca do
cieczowego ksztattowania strumienia plazmy.

Dotychczas formowanie strumienia plazmy w palnikach plazmowych o tuku zewnetrznym (bezposrednim)
uzyskuje si¢ przez zmniejszenie srednicy otworu koricowki dyszy, Taki sposob regulacji strumienia plazmy
powoduje: gwattownie rosnagce przenoszenie ciepta na koricowke dyszy jest przyczyna wytwarzania sig
podwdjnego tuku (katoda-zwezka, zwezka-materiat) i powoduje szybkie zniszczenie dyszy zwtaszcza przy
duzych gestosciach mocy.’

Cecha charakterystyczng gtowicy wedfug wynalazku jest to , ze dysza usytuowana jest wewnatrz wktadki
formujacej strumien cieczy i tworzy z nig komore wyptywu cieczy formujacej strumieri plazmy. Gtowica wedtug
wynalazku pozwala na zwezanie strumienia plazmy, praktycznie, w dowolnej odlegtosci od materiatu: zapewnia
prawidiowy rozktad temperatury w strumieniu, co uzyskuje si¢ przez odpowiednie skierowanie pod katem
ostrym strug cieczy chtodzacej wzglednie par na strumieri plazmy. '

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyktadzie wykonania na rysunku przedstawiajagcym przekréj
wzdtuzny gtowicy.

Gtowica sktada sig z nakretki 1, wewnatrz ktérej zabudowana jest dysza 2 i wktadka 3 formujaca strumien
cieczy chtodzacej. Dysza 2 usytuowana jest wewnatrz wktadki 3 i tworzy z nig komore 4 wyptywu cieczy, ktéra
formuje strumiert plazmy. Wyptywajacy strumiein jlazmy z dyszy 2, kierowany jest przez strumieri cieczy
chtodzacej wyptywajacej komora 4 wyptywu cieczy chtodzacej Odpowiednie ustawienie dyszy 2 wzgledem
wktadki 3 pozwala na rozszerzenie lub zwezenie strumienia cieczy chtodzacej a tym samym na regulowanie
strumienia plazmy.

Zastrzezenie patentowe

Gtowica do palnikéw plazmowych o tuku zewnetrznym, stuzaca do cieczowego ksztattowania strumienia
plazmy, znamienna tym, zedysza (2) usytuowana jest wewnatrz wktadki (3) i tworzy z nig komore (4)
wyptywu cieczy formujgcej strumieri plazmy.
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